金刚石膜生成设备

LD-Ⅱ金刚石膜生成仪可在常温、常压条件下合成金刚石膜，它的投产使用，打破了传统金刚石膜高温、高压生成条件及成膜面积小等缺陷，扩大了金刚石膜的使用范围。该设备生产的金刚石膜由纳米级金刚石晶体构成，具有同金刚石相同的光学、力学、热学、电学、化学、医学和声学性能，可在玻璃、塑料、陶瓷、金属等基材表面生成。主要原理是让含碳气体通过电离，在电场中获得电子定向沉积，控制气压、电流电压、原料配比、浓度及沉积速度、时间，实现碳原子的结晶。
